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Численное моделирование влияния электроизоляционного покрытия на динамику электровзрыва тонкого проводника
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На основе численных расчетов по одномерной МГД программе проведена оценка влияния электроизоляционного покрытия на динамику электровзрыва тонкого проводника. Расчёты проводились в постановке, близких к экспериментам [1]. Для различных диаметров проволочек подобрана оптимальная толщина изоляционного покрытия, обеспечивающая эффективную передачу энергии в вещество.
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